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대면적 CIGSe2 박막태양전지용 Mo 

박막제작 및 특성 연구 

최승훈, 이종근, 최정규, 김진하, 이동민, 이장희, 정의천, 채진경, 박중진, 정명효, 손영호

(주)유시스텍 기술연구소

  태양광 발전산업에서 현재 주류인 결정 실리콘 태양전지의 변환효율은 꾸준히 향상되고 있

으나, 태양전지의 가격이 매년 서서히 하강되고 있는 실정에서 결정질 실리콘 가격의 상승 등

으로 부가가치 창출에 어려움이 있으며, 생산 원가를 낮출 수 있는 태양전지 제조기술로는 2
세  태양전지로 불리는 박막형이 현재의 안이며, 특히 에너지 변환 효율과 생산 원가에서 

장점이 있는 것이 CIGS 박막 태양전지로 판단된다. 화합물반도체 베이스인 CIGS 박막태양전

지는 연구실에서는 세계적으로 20.3% 높은 효율을 보고하고 있으며, 모듈급에서도 13% 효율

로 생산이 시작되고 있다. 국내에서도 연구실 규모 뿐만 아니라 면적(모듈급) CIGS 박막태

양전지 증착용 장비, 제조공정 등의 기술개발이 진행되고 있다. CIGSe2를 광흡수층으로 하는 

CIGSe2 박막 태양전지의 구조는 여러 층의 단위박막(하부전극, 광흡수층, 버퍼층, 상부투명전

극)을 순차적으로 형성시켜 만든다. 이중에 소다라임유리를 기판으로 하는 하부전극은 Mo 재
료를 스퍼터링 방법으로 증착하여 주로 사용한다. 하부전극은 우수한 전기적 특성이 요구되며, 
주상조직으로 성장하여야 하며, 고온 안정성 확보를 위하여 기판과의 밀착성이 좋아야하고 또

한 레이저 패턴시 기판에서 잘 떨어져야 하는 특성을 동시에 가져야 한다. 본 연구에서는 

면적 CIGSe2 박막태양전지에서 요구되는 하부전극 Mo 박막의 제작과 그 특성에 해 평가하

고, 최종적으로 면적 CIGSe2 박막태양전지 공정에 적용 그 결과를 논하고자 한다(본 연구는 

경북그린에너지프론티어기업발굴육성사업 연구지원금으로 이루어졌음). 
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